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LTCC (Low-Temperature Co-fired Ceramic) представляет собой передовую технологию в области производства диэлектрических подложек и корпусов, используемых в электронной промышленности. Данная технология обеспечивает создание многослойных структур с высокими диэлектрическими свойствами, необходимыми для микроэлектроники, СВЧ устройств и медицинских приборов. LTCC выделяется своей способностью к интеграции различных компонентов в компактные и высокопроизводительные изделия, что делает ее идеальным выбором для разработки инновационных многофункциональных систем. Геометрические параметры играют решающее значение при проектировании и разработке многослойных электронных схем на основе LTCC [1–8]. 
Целью работы является создание математической модели зависимости геометрических параметров от режимов формирования изделий на основе LTCC.
В работе кратко рассмотрены этапы производственной технологии (рисунок) и выделены ключевые операции, которые могут повлиять на усадку. А также проведена серия экспериментов по ионному травлению уже спеченных стеков LTCC. Целью данных исследований являлось увеличение адгезии для более плотного нанесения дополнительной металлизации. 

Типовой технологический маршрут изготовления LTCC
Был проведен полный факторный эксперимент и получены регрессионные зависимости, описывающие изменение линейной усадки LTCC при изменении режимов изостатического прессования LTCC, а так же изменение угла смачивания при применении в качестве постобобработки после отжига – плазменного травления в низковауумной газовой среде с содержанием кислорода.
Данные исследования могут оказать значительное влияние на развитие высокоточного производства на базе низкотемпературной керамики, а так же снизить затраты на производство, путем снижения количества отбракованных партий.
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